
第５回 次世代の物質科学・ナノサイエンスを探る（Second Circular) 

	

第５回	次世代の物質科学・ナノサイエンスを探る	

	

	 本研究会は、JST さきがけ「構造制御と機能」研究領域と「ナノシステムと機能創発」研究領域

の有志が 2012 年に企画したシンポジウムに端を発し、毎年開催されています。近年では、新しい

研究を発想し、実行し、世の中の役に立つ形で発信していくために、学際的に分野を横断した研究

者間が緊密に連携する取り組みが必要不可欠となっています。そこで本研究会では、物質科学を中

心とした幅広い分野の研究者が集い、新しい連携研究や新研究領域開拓を目指して、議論と交流を

深めていきます。	

	

主催：「次世代の物質科学・ナノサイエンスを探る」研究会	

共催：福岡工業大学物質・エネルギーデバイス研究センター（文科省私大戦略研究基盤形成事業）、

フロンティア化学教育研究センター(文科省特別経費「分子構築イノベーション」)	

協賛：日本化学会低次元系光機能材料研究会、日本粘土学会「粘土鉱物を利用したナノ構造機能材

料」研究グループ、西日本ナノシート研究会	

会期：2016年1月8（金）14:00-18:00	

会場：ニセコ町民センター（ニセコ国際会議施設）	

	 	 	 〒048-1501	北海道虻田郡ニセコ町富士見95	 	 Tel:	0136-44-2221	

	

発表：特別講演（６０分）・口頭発表（４０分）	

申込先：宮元展義(福岡工業大学)	 	 e-mail:	miyamoto@fit.ac.jp	 	 電話(092)606-3977	

	 	 	 	 住所〒811-0295	福岡県福岡市東区和白東	3-30-1	 	 緊急連絡先:080-5150-9952	

参加登録費（一般）：2000円	 	 	 	 	 参加登録費（学生）：無料	

懇親会費（一般、学生とも）：2000円	 	

	 ※参加費等は、First	circularでお知らせした額から変更になりました。ご了承下さい。	

WEBサイト：http://www.fit.ac.jp/~miyamoto/nanomaterial5	
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世話人：宮元展義（福岡工業大学）、黒川孝幸（北海道大学）、角五彰（北海道大学）	

参加登録〆切：	2016年11月30日	

参加登録方法：(1)氏名と所属(学生は研究室名も)、(2)発表題目、(3)当日連絡可能な電話番号(携

帯等)、(4)E-mailアドレス、(5)その他(部分参加の場合の宿泊の予定など)を明記の上、下記E-mail

アドレス宛にお申し込み下さい。	

	

プログラム：	

■11/8(金）■■■	

12:00	運営会議・会議準備	

13:30	レジストレーション	

14:00	特別講演（招待講演）：川村隆三(埼玉大学)	

	 	 「キネシン・微小管を用いた運動界面構築と細胞培養基板としての応用」	

15:00	休憩	

15:20	学生特別講演：堀真緒(東京大学大学院)	

	 	 「ポリイオンコンプレックス型ベシクル(PICsome)の開発とその機能評価」	

16:00	休憩	

16:20	一般講演：吉川洋史(埼玉大学)	

	 	「フェムト秒レーザーアブレーションによる有機・タンパク質結晶成長の時空間制御」		

17:00	休憩	

17:20	一般講演：宮元展義（福岡工業大学）	

	 	 	 「無機ナノシート液晶の配向制御と異方性複合ゲルへの応用」	

18:00	終了	

19:00-21:00	懇親会	
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＜アクセス＞	

新千歳空港からまたは札幌駅からバス、またはJR線をご利用下さい。会場は、函館本線ニセコ駅よ

り徒歩16分の場所です。	

	

	


